
 

 

2014 年 6 月 12 日 

 

各 位 

第一工業製薬株式会社 

 

 

第 20 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会への出展について 

 

 

当社の関係会社である第一クリーンケミカル㈱は、下記の通り、来る 6月 19 日～20 日に

開催される第 20 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会に出展いたします。 

第一クリーンケミカル㈱は「皆様と共に快適な生活環境作り」を企業理念とし、産業用、

業務用の脱臭・消臭剤の販売を行っています。長年の経験で培われた豊富な商品群と、 

脱臭の応用技術を駆使して、あらゆる“ニオイ”の問題解決に取り組んでいます。 

本展示会では、“ニオイ”を中和脱臭する「エアーケム」、粉末消臭剤「エアーケム P・ 

アメニクリーン Pシリーズ」、新規反応型脱臭剤「アメニクリーン 810」をご紹介いたします。 

 

 

 

記 

 

 

 

1. 展示会名     第 20 回地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会の企業展 

http://www.gepc.or.jp/kenkyu/20th/ 

2. 会  期     6 月 19 日（木）9：40～18：15 

6 月 20 日（金）9：30～17：45  

3. 開催場所     和歌山県民文化会館 1 階 中展示室 №22 

4. 紹介製品     天然臭気中和脱臭剤  エアーケム 

粉末消臭剤      エアーケム P・アメニクリーン Pシリーズ 

          新規反応型脱臭剤   アメニクリーン 810 

             

 

以上 

 

・本件についてのお問い合わせ先 

第一工業製薬株式会社 

広報ＩＲ室  TEL.０７５－３２３－５９５１ 


